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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Ubersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstin-
dig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in
den VDI-Merkblittern geregelt sind, moglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie enthilt Hinweise fiir Planung, Bau
und Betrieb von nicht thermischen Plasmaanlagen
zur Abgasreinigung.

Das Anwendungsspektrum der Richtlinie fokussiert
sich vorwiegend auf geruchsbeladene Abgase und
solche, die gasformige Kohlenwasserstoffe (VOC)
in niedriger Konzentration enthalten.

Die in Bildern und Tabellen dargestellten Ergebnis-
se sind Beispiele und gelten wegen der zahlreichen,
sich gegenseitig beeinflussenden anlagen- und ab-
gasspezifischen Faktoren jeweils nur fiir den zuge-
horigen konkreten Anwendungsfall. Die angegebe-
nen Betriebsdaten wurden an Anlagen, die nach dem
derzeitigen Stand der Technik gebaut sind, ermittelt.

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Disseldorf 2016

Preliminary note

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the
VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this standard.

1 Scope

This standard provides information on the design,
construction and operation of non-thermal plasma
systems for air pollution control applications.

The focus of this standard is on applications in-
volving odorous and low-strength VOC-laden
waste gas streams (VOC — volatile organic com-
pounds).

Because of the interdependencies between the nu-
merous system and waste gas-specific factors, the
data presented in the tables and diagrams relate
exclusively to the specific application. The operat-
ing data indicated have been determined on sys-
tems reflecting the current state of the art.
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